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摘要(译)

超声成像装置包括超声产生单元和超声成像处理单元。 超声波产生单元
将超声波探头的M个超声波阵列元件中的N个超声波阵列元件作为一组线
性扫描重复地打开多次，并且每次扫描将通过每组阵列元件发射超声波
信号并接收回波信号。 超声波信号。 超声成像处理单元在每次扫描中从
回波信号中提取中央回波信号以形成通道信号，并且根据回波信号的到
达时间，延迟并求和该通道信号中的每个中央回波信号以求和。 通道信
号。 对修改后的通道信号进行图像合成处理以获得超声图像。
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